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Załącznik nr 1 do SIWZ 
(nazwa i adres wykonawcy)
OFERTA

Zamawiający:
Politechnika Gdańska
Biuro Projektu 
Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej
Al. Zwycięstwa 27
80-233 Gdańsk

Nawiązując do ogłoszenia dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 193 000 euro na dostawę mikroskopu - Skaningowy mikroskop elektronowy w ramach projektu Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej nr postępowania ZP/470/050/D/11

My niżej podpisani:
…………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………..……………………………....………………………………………………………………………………………………............
(należy podać imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy)

działający w imieniu i na rzecz
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
(należy podać pełną nazwę Wykonawcy i adres wraz z podaniem adresu poczty elektronicznej)

Oferujemy realizację powyższego przedmiotu zamówienia, zgodnie z zapisami SIWZ, za cenę brutto: ...................................zł (słownie złotych: ………….................................................)
łącznie z podatkiem VAT. 

Oferujemy następujący zestaw w skład którego znajdzie się :
	Element zestawu
	  Model – producent
	Cena brutto

	Mikroskop  przedstawiony 
w załączniku nr 7 do SIWZ
	
	

	Koszty inne


	Szkolenie
	

	Transport, instalacja

	



0. Oświadczamy, że wykonamy zamówienie w terminie przewidzianym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

0. Oświadczamy, że udzielamy – ….  miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia licząc od dnia podpisania protokołu odbioru.

0. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją, nie wnosimy do jej treści zastrzeżeń 
i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

0. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, która stanowi załącznik do specyfikacji. Nie wnosimy do jej treści zastrzeżeń. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

0. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji, czyli przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.

0. Oświadczamy, że wadium o wartości ………….............. PLN wnieśliśmy w dniu ............
w formie.......................................... (w przypadku zwrotu wadium w pieniądzu na rachunek krajowy Wykonawca wypełnia 6. 1. Wykonawca, którego wadium ma być zwrócone na rachunek zagraniczny wypełnia 6.2)
1. Wadium wniesione w pieniądzu w przedmiotowym postępowaniu proszę zwrócić na nr rachunku bankowego: …………………………………………………………
1. Wadium wniesione w pieniądzu w przedmiotowym postępowaniu 
proszę zwrócić na:
NAZWA BANKU/- ……………………………….
NR ROZLICZENIOWY BANKU/ CLEARING CODE (eg. Sort Code/BLZ/ABA) -……………………………………………………………………………………………..
KOD SWIFT/ BIC - ………………………………………………………………………..
ADRES BANKU - …………………………………………………………………………
NUMER RACHUNKU BANKU ………………………………………………………….
(wypełnia Wykonawca wnoszący Wadium w pieniądzu)

0. Zamówienie zrealizujemy przy udziale podwykonawców, którzy będą realizować wymienione części zamówienia …………………………………………………………. 

0. Akceptujemy warunki płatności określone we wzorze umowy. 

0. Oświadczamy, iż tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępnione stanowią informacje zawarte w ofercie na stronach nr:..........................................................................................................
0. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:
1) .............................................................................................
2) .............................................................................................
3) .............................................................................................
4) .............................................................................................
5) .............................................................................................
6) .............................................................................................
7) .............................................................................................
8) .............................................................................................
9) .............................................................................................
.................., dn. ......................................



.....................................................
(podpis i pieczątka wykonawcy)
	

	
	












]Załącznik nr 2 do SIWZ

......................................					   
(pieczątka Wykonawcy)

Nr postępowania: ZP/470/050/D/11


OŚWIADCZENIE
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
(art. 22 ust. 1 uPzp)

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 193 000 Euro na dostawę mikroskopu - Skaningowy mikroskop elektronowy 
w ramach projektu Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w Rozdziale IV SIWZ, dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 
1. posiadania wiedzy i doświadczenia; 
1. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 
1. sytuacji ekonomicznej i finansowej.





--------------------------------------------------------------
(podpis i pieczątka osoby/osób upoważnionych
do występowania w imieniu wykonawcy)




























Załącznik nr 3 do SIWZ

......................................					          
(pieczątka Wykonawcy)

Nr postępowania: ZP/470/050/D/11




OŚWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
(art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych)




Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 193 000 Euro na dostawę mikroskopu - Skaningowy mikroskop elektronowy 
w ramach projektu Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej, oświadczamy, że:
nie ma podstaw do wykluczenia nas z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przesłanek, o których mowa w art. 24 ust. 1 uPzp.









--------------------------------------------------------------
(podpis i pieczątka osoby/osób upoważnionych
do występowania w imieniu wykonawcy)






















Załącznik nr 4 do SIWZ

......................................					
(pieczątka Wykonawcy)

Nr postępowania: ZP/470/050/D/11


WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 193 000 euro na dostawę mikroskopu - Skaningowy mikroskop elektronowy w ramach projektu Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej
	Lp.
	Nazwa firmy zamawiającej dostawę (odbiorca dostawy)
	Data
wykonania
(dzień, miesiąc, rok)
	Przedmiot
zamówienia
	Wartość
Dostarczanego mikroskopu
brutto [zł]

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Uwagi:

1. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw (np. referencje).




--------------------------------------------------------------
(podpis i pieczątka osoby/osób upoważnionych
do występowania w imieniu wykonawcy)
	
	
	
























Załącznik 6 do SIWZ


PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY – WZÓR


Stwierdza się, że zgodnie z treścią Umowy ZP/…../ .. /11 z dnia …..……. został dostarczony
………………………………………………………………………………………....... - szt. …
Przedmiot Umowy przyjmuje się bez zastrzeżeń.
0. W dniu ……………………….. została zweryfikowana dostawa pod względem jakościowym.
0. W dniach ……………………..... przeprowadzone zostało szkolenie z obsługi urządzenia stanowiącego przedmiot umowy zgodnie z § 1 umowy nr ………………. Szkolenie przeprowadził przedstawiciel WYKONAWCY - …………………………………… Ze strony ZAMAWIAJĄCEGO w szkoleniu udział wzięli: 
…………………………………………… ………………………………………………………. …………………………………………… ..…………………………………………………….. …………………………………………… ..…………………………………………………….. 
0. W dniu ………………………….. została zweryfikowana dostawa pod względem ilościowym 
a dostawa została uznana za zrealizowaną.

ZAMAWIAJĄCY po otrzymaniu faktury dokona przelewu za dostarczony sprzęt na konto WYKONAWCY.
Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla ZAMAWIAJĄCEGO 
I WYKONAWCY.

STRONA PRZEKAZUJĄCA 					STRONA ODBIERAJĄCA
…………………………………… 				………………………………..
…………………………………… 				………………………………..


Gdańsk, ……………….









Załącznik nr 7 do SIWZ
Nr postępowania: ZP/470/050/D/11
......................................					
(pieczątka Wykonawcy)
OPIS OFEROWANEJ DOSTAWY


	Rozdzielczość obrazów elektronów wtórnych na standardowej próbce ziaren złota na błonie węglowej
	w warunkach wysokiej próżni dla napięcia przyspieszającego 30kV
	………… nm

	
	w warunkach niskiej próżni dla napięcia przyspieszającego 30kV
	………… nm

	Rozdzielczość obrazów elektronów wstecznie rozproszonych przy napięciu przyspieszającym 30kV na standardowej próbce ziaren złota na błonie węglowej
	
…………nm w niskiej próżni

	detektor elektronów wtórnych do pracy w trybie wysokiej próżni
	Tak/ nie

	detektor (lub detektory) elektronów wtórnych przystosowane do pracy w pełnym zakresie trybu niskiej próżni działający (działające)  na zasadzie detekcji elektronów wtórnych
	Tak/ nie

	detektor elektronów wstecznie rozproszonych
	Tak/ nie

	Mikroskop umożliwiający pracę w warunkach zmiennej próżni. Wymagany układ, w którym wartość ciśnienia gazu w komorze preparatowej wynosi
	w warunkach pracy w wysokiej próżni
	…………. Pa


	
	w warunkach  pracy w niskiej  próżni
	
…………. Pa


	Czas uzyskania próżni o poziomie nie mniejszym niż 3x10-2Pa od poziomu ciśnienia 105 Pa
	…………. s

	Możliwość zmiany powiększenia z zakresie
	………… x

	Możliwość podglądu próbek w małych powiększeniach (minimalne powiększenie rzędu 4 razy
	Tak/ nie
	wbudowana kamera umożliwiająca podgląd podstawek oraz próbek.

	
Tak/ nie

	Zapewnienie stabilności wiązki
	w krótkim okresie czasu fluktuacje
	……… %/10 min

	
	w długim okresie czasu
	……… %/10 min

	Napięcie przyspieszające zmienne co najmniej w zakresie
	od ………V do ………..V

	Prąd wiązki elektronowej
	Do ………… nA.

	Możliwość wykonania badań przy deakceleracji wiązki elektronowej pozwalającej na regulację energii elektronów padających na powierzchnię preparatów przewodzących lub częściowo przewodzących.

	
Tak/ nie

	wyposażenie w detektor wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem aby zapewnił wykonywanie badań przy deakceleracji wiązki elektronowej pozwalającej na regulację energii elektronów padających na powierzchnię próbek  metali i półprzewodników
	(wykonawca w tym miejscu powinien wpisać jakie urządzenia 
i rozwiązania oferuje aby przedmiot zamówienia posiadał wymienione obok funkcje)
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

	Stolik goniometryczny
	Przesuw osi x
	Minimum …….mm

	
	Przesuw osi y
	Minimum …….mm

	
	Przesuw osi z
	Minimum …….mm

	
	możliwość obrotu o kąt pełny  (3600)

	
Tak/ Nie

	
	możliwość zmiany kąta nachylenia stolika
	od ………..0do ………0

	Monitor LCD
	Producent …………
	Rozdzielczość ………….
Przekątna …………. Cal

	Monitor LCD
	Producent …………
	Rozdzielczość ………….
Przekątna …………. Cal

	2 komputery z systemem operacyjnym wraz z kompatybilnym oprogramowaniem 
do analizy uzyskanych wyników, oraz możliwością zapisu obrazu w standardowych plikach graficznych TIFF, BMP lub JPEG
	Komputer 1
Procesor ……….. (producent)
Pamięć ram …………..
Pojemność dysku twardego ……
Nazwa systemu operacyjnego ……………………………….
Komputer 2
Procesor ……….. (producent)
Pamięć ram …………..
Pojemność dysku twardego ……
Nazwa systemu operacyjnego ……………………………….

	rozdzielczość zapisywanego obrazu – minimum ……….. na ……….. pikseli



rozdzielczość zapisywanego obrazu – minimum ……….. na ……….. pikseli

	Układ filtracji i podtrzymania napięcia zasilającego
	posiadający całkowite zabezpieczenie przed przepięciami i krótkotrwałymi zanikami napięcia

	

Tak/ nie

	
	umożliwiający podtrzymanie pracy mikroskopu przez co najmniej 3 minut (po tym czasie bezpieczne zapewniający włączenie ręczne lub automatyczne trybu podtrzymania pracy działa mikroskopu) – UPS.

	


Tak/ nie

	Współpracujący z mikroskopem rentgenowski spektrometr z dyspersją energii (EDS) umożliwiający detekcję pierwiastków o większej liczbie atomów niż węgiel
	Tak/ nie

	Detektor nie wymagający chłodzenia ciekłym azotem spektrometru EDS o aktywnej powierzchni co najmniej 10 mm2 posiadający zdolność rozdzielczą …….. (specyfikowaną dla linii Mn Kα)

	Spektrometr EDS zapewniający możliwość rejestracji promieniowania rentgenowskiego
	a)  z punktu;
b)  z wybranego obszaru zredukowanego;
c)  z całego obszaru skanowanego wiązką elektronową;
d)  wzdłuż dowolnie poprowadzonej linii (linescan),
e)  uzyskiwania map rozkładu pierwiastków
	


Tak/ nie

	Układ próżniowy sterowany w sposób całkowicie automatyczny i na bieżąco monitorowany na wypadek jakiejkolwiek niesprawności bądź awarii, włącznie z gwałtowną utratą próżni w kolumnie mikroskopu, bazujący na pompie turbomolekularnej.

	

Tak/ nie

	system kontroli dostępu dla użytkowników różnych szczebli z automatycznym dostosowaniem interfejsu użytkownika dla tych poziomów uprawnień
	
Tak/ nie

	zabezpieczenie przed niepowołaną ingerencją ze strony osób postronnych oraz niebezpiecznego oprogramowania
	(wykonawca w tym miejscu powinien wpisać jakie urządzenia i rozwiązania oferuje aby przedmiot zamówienia posiadał wymienione obok funkcje)
……………………………………………………………

	panel manualnego sterowania parametrami mikroskopu/obrazu, takimi jak: nastawa ostrości, powiększenie, kontrast, jasność, przesuwy wiązki i korekcja astygmatyzmu i wyposażony w joystick lub w trackball
	
Tak/ nie

	Trzy  katody zapasowe
	Tak/ nie

	Napylarka umożliwiająca napylanie zarówno warstw metali  jak i węgla z pompą turbomolekularną w układzie próżniowym, umożliwiająca kontrolę grubości napylanej warstwy
	
Model/ producent napylarki

	Zestaw podstawek pod próbki wraz ze stolikiem mocującym na minimalnie 6 podstawek
	……………….. (liczba) podstawek

	Dwustronna taśma do mocowanie próbek przewodzące węglowa o długości po 40 metrów bieżących
	Tak/ nie
Długość ………. m. b.

	Dwustronna taśma do mocowanie próbek miedziana o długości po 40 metrów bieżących
	Tak/ nie
Długość ………. m. b.

	Opcje dodatkowe (punktowane)

	Mikroskop umożliwiający pracę w warunkach zmiennej próżni, przy czym wartość ciśnienia gazu w komorze mikroskopu w warunkach niskiej próżni
	[bookmark: _GoBack]
………… Pa

	detektor na ruchomym ramieniu umożliwiający obrazowanie przy niskich napięciach przyspieszających
	Tak/ nie


	Gazowy detektor elektronów wstecznie rozproszonych, ograniczający rozpraszanie wiązki i poprawiający jakość obrazowania w przypadku próbek słabo przewodzących
	
Tak/ nie


	Zintegrowany układ do plazmowego czyszczenia  komory pomiarowej
	Tak/ nie


	oprogramowanie do obróbki wyników EDS
	Tak/ nie

	Stolik grzewczy umożliwiający dynamiczne bezpośrednie obserwacje w komorze preparatu, próbek wygrzewanych do temperatury minimum 10000C z kontrolerem
	
Tak/ nie

	Stolik chłodzący Peltier
	Tak/ nie

	Wyposażenie mikroskopu w dodatkowy detektor wewnątrzsoczewkowy elektronów wtórnych
	Tak/ nie

	Wyposażenie mikroskopu w dodatkowy detektor wewnątrzsoczewkowy elektronów wstecznie rozproszonych
	Tak/ nie

	stolik mikroskopu wyposażony w adaptery do mocowania próbek
	Na ……….. próbek

	zdolność rozdzielcza EDS w trakcie obrazowania w warunkach niskiej próżni
	…………….. eV

	Możliwość rejestracji sekwencji filmowych oraz tworzenie animacji z serii zarejestrowanych obrazów pojedynczych
	Tak/nie

	Obudowy wytłumiające hałas pomp próżniowych
	Tak/nie
	pompy w obiegu wodnym
	Tak/nie




--------------------------------------------------------------
(podpis i pieczątka osoby/osób upoważnionych
do występowania w imieniu wykonawcy)
	
	
	


				



			



Projekt „Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej” współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 
Wartość dofinansowania – 64 680 000 zł. 
Numer umowy o dofinansowanie: UDA-POIS.13.01-017/08-00.
image1.wmf

oleObject1.bin

image2.jpeg
UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO





image3.jpeg




image4.jpeg
INFRASTRUKTURA
| SRODOWISKO

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI





